OSI-I/2008-85
1. Pasūtītājs

	Pasūtītāja nosaukums
	Latvijas Organiskās sintēzes institūts

	Adrese
	Aizkraukles iela 21, Rīga, LV -1006, Latvija

	Reģ. Nr.
	LV90002111653

	Konta Nr. bankā
	LV41UNLA0001001609845

	Kontaktpersona
	Natālija Hofmane

	Tālruņa Nr.
	+371 7553266

	Faksa Nr.
	+371 7550338

	e-pasta adrese
	hofman@osi.lv


	Darba laiks
	No 9.00 līdz 17.00


3. Piedāvājumu iesniegšanas un atvēršanas vieta

3.1. Piedāvājumi iesniedzami līdz 2008.gada 03.novembrim plkst. 10:00 Latvijas Organiskās sintēzes institūtā, Aizkraukles ielā 21, 245. kab.

3.2. Iepirkuma izpildes termiņš –        10.12.2008.

3.3. Cenu piedāvājums – Cena jānorāda bez PVN.  
3.4. Cenu piedāvājums-viens uz visu apjomu. 
Tehniskā specifikācija
preparatīvajām kolonnām  
1. SunFire Silica Prep:

Optimālā daļiņu blīvuma prep kolonnas pakošanas tehnoloģija, kas nodrošina lielas paraugu slodzes.

Ievadīšanas slodze uz kolonnu 30x100 mm līdz 200 mg, plūsmas līdz 60 ml/min. Kolonnas selektivitāte: metil p-hidroksibenzoāts/ propil p-hidroksibenzoāts sliktāk nekā 1.25.

1.1 Preparatīva kolonna, nerūsejošais tērauds, 5 mkm, 30x100 mm, 186003437
      2. gab.

1.2. Attiecīgā priekškolonna 10x10 mm, 186003429




2. gab.

1.3. Priekškolonnas turētājs, 290007779


2. gab.

1.4. Attiecīgā analītiskā kolonna 5 mkm, 4.6x150 mm, 186003453


2. gab.

2. XBridge Prep:

Preparatīvā apgriestas fāzes C18 kolonna, 5 mkm, C = 18, virsmas platība 185 m2/g,  pH diapazons 1-12, temperatūras diapazons no 45 līdz 850C, ner. tērauds, 30x100 mm. 

Optimālā daļiņu blīvuma prep kolonnas pakošanas tehnoloģija, kas nodrošina lielas paraugu slodzes.

Ievadīšanas slodze uz kolonnu 30x100 mm līdz 200 mg, plūsmas līdz 60 ml/min.

2.1. Preparatīva kolonna, nerūsejošais tērauds, 5 mkm, 30x100 mm, 186002982
1. gab.

2.2. Attiecīgā priekškolonna 10x10 mm, 186002972




1. gab.

2.3. Attiecīgā analītiskā kolonna 5 mkm, 4.6x50 mm, 186003113


1. gab.

Katalogs un tā kods ir norādīts indikatīvi. Pretendenti var brīvi izvēlēties piegādāt no norādītā vai ekvivalenta kataloga.

